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{54) Vygistovaci roztok pre pripravu ofsetovych tlatovych foriem 3ablénovym
postupom

f

Vy&istovac{ roztok na pripravu ofsetovjch
tla¥ngch foriem na anodicky oxidovanej hli-
nikovej tlaZovej platni Xablonovym postupom
obsahuje tenzidy, organické zdsady, komple-
xotvorné létky, alkalicky hydroxid, inhi-
bitor a destilovand vodu.

V alkalickom pretredi dochédza k nalep-
tdvaniu povrchu anodicky oxidovane] hlint-
kovej platne a silasne ss zoslabuju vazby
adsorbovenych neistdt. Organické létky
napoméhaji vytesnoveaniu nelist8t, fyzikdlne
a chemicky sa adsorbuji na uvolnenych resk-
tivnych miestach povrchu, &im zabranuju
redepozicii nedist8t a siZasne chemicky
modifikuji povrch platne. Tym sa dosahuje
zvySenie adhézie tlaZového leku k povrchu
platne. Nadmerné leptanie je potladené
gridavkom 14tok s inhibi¥nimi d&inkemi.

omplexotvorné lédtky zebranujd tvorbe ne-
rozpustnych.produktov a posivanim reak&nej
rovnovéhy urychluji proces vy&istovania.
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Vyndlez sa tyka vyZistovecieho roztoku pre pripravu ofsetovych tladovych foriem na
anodicky oxidovane] hlinfkovej tlalovej podloZke ¥eblonovym postupom.

Pri Zablonovom postupe sa na odistend hlinfkowvi tla¥owvi podlo%ku nanesie negativne
pracujica kopirovacia vrstva. Po'naexponovani.pozitivneho kopirovacieho podkladu sa
vyvolanfm odstréni kopirovacia vrstva z tladiacich oblasti. Netladiace oblasti sui pokryté
fotochemicky pozmenenou kopfrovacou vrstvou. Na tlafiace miesta sa po vy¥istenf a vysu¥eni
nanesie tladovy lak, ktory tvor{ samostatny tladovy prvok.

Po qgstrénent %ablony a néslednej hydrofilzécii Jje tlaZovd forma pripravend k pouZi-
tiu. Jej vydrZnost v tle¥i zdvisi od vydrinosti hydrofilnych vliastnosti netladiacich
miest a vydrinosti oleofilnych vlastnost{ miest tlaXiacich. T4to je medzi inym i pevnostou
adhézneho spojenia filmu tlaZového faku s podlofkou - hlinfkom.

" Povrch anodicky oxidovanych hlinfkovych platni je pokryty rédove mikrdénovou pdrovitou
vrstvidkou oxidu hlinitého, pri¥om priemer pérov sa v zdvislosti od podmienok anodizdcie
pohybﬁje najéastejiie medzi 10 aZ 20 nm. Povrch platne a péry oxldovanej vrstvy su viac
alebo mene] zne¥istené reakdnymi produktami, zvy3kami pracovnych elektrolytov pouZitych
pri elektrochemickom spracovani. Zvysky kopfrovacej vrstvy aJ po d8kladnom vyvolani a
vymyt{ dalej zne&istuji povrch platne. Prftomnost nefist8t podstatne zni¥uje pevnost
adhézneho spojenia tladového laku s povrchom platne.

Ulohou operdcie vyZistovania je odstrénit s povrchu tla&iacich oblastf platne tuhé
a rozpustné, fyzlkdlne a chemicky adsorbované létky, fyzikdlne a chemicky modifikovat
povrch platne pre dobry prijei tladového laku. Pre tento u¥el sa pou¥fvaji kyslé a zé-
sadité vy¥istovacie roztoky, ktoré svojim leptacim d&inkom na oxidovany hlinfkovy povrch
" platne umo3nujd odstrénit ne¥istoty, zva&Senim porov ulah¥ujd ich vy&istenie a sid&asne
modifikujy povrch. :

V literatire popisané kyslé vylistovacie roztoky. obsahuji zmes chloridov napr. chlorid
Zelezity, ahlorid zino¥naty a kyselinu chlorovodikovou. Tohto typu je napr. vyrobok n.p.
Grafotechna. Zdsadité vy&istovacie roztoky obsahuji naj¥astej¥ie hydroxid sodny v kombi~
ndcii s kyselinou boritou. Pre zlep3enie zmélavosti sa priddva tenzid. Znéme vy&istovacie
roztoky sa vyzna®uji dobrou vy¥istovacou W&innostou, aviak ich nevyhodou je obmedzené
pouZitie pre urdity typ kopirovacej vrstvy, tladového laku, alebo sd mdlo ¥&inné pri
silnejsie zne¥istenych povrehoch tlaZovfch platni.

)

Uvedené nedostatky se neprejavujy u vylistovacieho roztoku podlYa vyndlezu, ktorého
podstata spodfva v tom, %e obsehuje 0,1 a% 5 g tenzidu zo skupiny neidnovyech tenzidov
typu oxietylovanych amfnov so stupnom oxiddcie 7 at 20, alebo katidnovych tenzidov
typu kvartérnych emoniovych a kvartérnych pyridinovych solf, 0 1 aZ 5 g organickej
zdsady s pKA/B/ hodnotou vy3Sou ako 13 napr. moloviny, tiomodoviny, acetamidu, acetani-
1idu, orto-nitroanilinu, 0,5 eZ ‘8 g komplexotvornej létky, napr. kyseliny dieminotetra-
octovej, jed sodnych solf, fluoridu sodného, trietanolamfnu, kyseliny citronovej, kyse-
liny vinnej a ich solf, 1,5 ai 3 g alkalického hydroxidu, 0,1 af 2 g létky s inhibidnym
d&inkom vo&i leptaniu hlinika v alkalickom prostred{ napr. alkalické kremiZitany,
alkalické boritany a fluoridy, gvySok do 1 dm3 tvor{ destilovand voda, pH roztok je
11,2 a% 12,4.

V alkalickom prostredi pH 11,8 * 0,6 dochddza k naleptdvaniu povrchu anodicky
oxldovanej hlinfkovej platne a silasne sa zoslabujd vazby adsorbovanych nedist8t. Orga-
nické ldtky podla predmetu vyndlezu napdméhajﬂ~vytesﬁovaniu ne&istBt, fyzikdlne a che-
micky sa adsorbuji na uvolnenych reaktfvnych miestach povrchu, &fm zabranujd redepozfcii
nedistdt a sidasne chemicky modifikujﬁ povrch platne. Tym sa dosshuje podstatné zvyfenie
adhézie tla¥ového leku k povrchu platne. Nadmerné leptanie, ktoré by mohlo viest k sten-
Zeniu medzibunkovych stien oxidovanej vrstvy pod hranicu mechanickej pevnosti, je potla-
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gené pridanim ldtok s inhibilnym Q&inkom ako s alkalické kremi¥itany, fluoridy a boritany.
Inhibid¥ny G&inok majy i vyZZie uvedend organické zésady a tenzidy. Pridanfm komplexotvornych
ldtok, ktoré v alkelickom prostredf vytvédraji s hlinfkom stabilné vodorozpustné komplexy

sa zabrénilo tvorbe nerozpustnych produktov a si¥asne posunutim reak&nej rovnovdhy sa
urychlil proces vy&istovania.

Priklad 1

Navé%ia sa neasledovné mnoZstvd 0,4 g oxietylované dodecylamfinu so siedmimi molmi
etylénoxidu, 0,5 g moZoviny, 0,3 g metakremiXitanu sodného, 1,5 g dvojsodnej soli ky-
seliny dieminotetraoctovej, 2 g Kydroxidu sodného a doplnf sa destilovanou vodou do
1 dn3. Pri priprave roztoku nezdle%{ na poradi proddvania ldtok. Roztok sa pred pou¥itfm
neriedf. Postup pouZitim je obvykly. -

Prikla a 2

Postup ako y priklade | s tym, %e sa navdii | g laurylamidoetyl pyridinium chloridu,
2 g metekremiZitanu sodného, 5 g acetsmidu, 8 g trietanclamfinu, 3 g hydroxidu sodného
a dopln{ sa destilovanou vodou do I_dm .

Pr{kled 3

Postup ako v priklade 1 s tym, zé.ea navéZi 5 g oxietylovaného oktadecylamfnu kvarteri-
zoveného dimetylsulfdtom, 0,1 g ortonitrianilfnu, 5 g fluoridu sodného, 1,5 g hydroxidu
draselného a doplni sa destilovanou vodou do 1 dm”.

PREDMET VYINALEZU

Vy¥istovac{ restok pre pripravu ofsetovych tladovych foriem Sabldénovym postupom

_ vyznaZeny t¥m, e obsahuje 0,1 a% 5 g tenzidu, vyhodne neidnového tenzidu typu oxietylo-’
vanych amfnov so stupnom oxiddcie 7 a% 20, katidnového tenzidu typu kvartérnych aménio-
vych & kvertérnych pgridipovych solf, 0 1 a% 5 g organickej zdsady s pKA/B/ hodnotou
vy38ou ako 13, vyhodne modoviny, tiomoXoviny, acetamidu, acetanilidu, orto-nitroanilinu,
0,5 a% 8 g komplexotvornej létky, vyhodne kyseliny etyléndiamintetraoctovej a jej
@odnych solf, kyseliny citrdnovej, kyseliny vinnej a ich soli, fludridu sedného, 1,5 a%
3 g slkalického hydroxidu; 0 | ea% 2 g ldtky s inhibidnymi @¥inkemi, vyhodne alkalickych

. kremi¥itsnov, alkelickych boritenov a fluoridov a deétilovanej vody do 1 dmS.
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